
Molecular Imprints จัดสงระบบถอดแบบโมดูลรุน

ใหม สําหรับภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอรเมมโมรี่

ออสติน เท็กซัส–23 เม.ย.–พีอารนิวสไวร/อินโฟเควสท

 

— โมเลกุลาร อิมพรินทส จะจัดสงระบบการถอดแบบสมัยใหม 3 ระบบในไตรมาสน้ี ซึ่ง 2 ใน 3 ระบบจะถูกจัดสงให

กับบริษทัชัน้นําดานการผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอรอยาง IDM

 

โมเลกุลาร อิมพรินทส อิงค หรือเอ็มไอไอ (Molecular Imprints, Inc. / MII) ผูนําดานเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร

ลิโทกราฟีที่ทันสมัย ผูนําตลาด และเทคโนโลยีโซลูชัน่ และระบบนาโนแพทเทิรนน่ิง ประกาศจัดสงระบบการถอด

แบบโมดูลลํ้าสมัยภายในไตรมาสน้ี ซึ่งจะถูกนําไปใชงานรวมกับชุดอุปกรณระบบสเต็ปเปอรของเอ็มไอไอ โมดูลเหลา

น้ีประกอบดวย Jet และเทคโนโลยี Flash(TM) Imprint Lithography (J-FIL(TM)) ที่เป็นกรรมสิทธิ ์ของเอ็มไอไอ

ซึ่งจะใหคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพตามการผลิตกําลังสูงของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรเมมโมรี่ที่ขนาดยอย 20 นาโน

เมตร

 

(โลโก: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100504/MILOGO)

 

มารค เมลเลียร สมิธ (Mark Melliar Smith) ซีอีโอ บริษทั โมเลกุลาร อิมพรินทส กลาววา “การจัดสงระบบถอด

แบบโมดูลรุนลาสุดของเรา ประกอบดวยระบบควบคุมการขยายขนาดประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีการแสดงภาพ

พรอมกับระบบคัดกรองขอผิดพลาดแบบออนบอรดที่ดีขึ้น ระบบควบคุมความแมนยําของเครื่องจักรแบบเรียลไทม

และระบบรีซิสตเจ็ทติง้ที่ผานการพัฒนามาแลว ซึ่งชวยลดจุดบกพรองตางๆไดมากมายอยางแมนยํา และราคายุติธร

รม เราสามารถบรรลุซึ่งถึงความกาวหน าเหลาน้ีได ขณะเดียวกันก็ยังมีแพลตฟอรมระบบตนทุนที่ตํ่ากวา และปลอย

มลพิษน อยลง ผมอยากจะแสดงความยินดีกับทีมวิศวกร และทีมพัฒนาสําหรับการปฏิบัติงานในดานการพัฒนา และ

ออกแบบผลิตภัณฑไดอยางโดดเดน และตระหนักถึงการสนับสนุน และความรวมมือที่เราไดรับจากพันธมิตรผูผลิต

เครื่องมือของเรา เราหวังวาลูกคาผูผลิตเซมิคอนดักเตอรจะนําระบบเหลาน้ีไปใชในโรงงานผลิตของพวกตนเองในปี

ตอไป”

https://www.thaimediapr.com/molecular-imprints-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9/
https://www.thaimediapr.com/molecular-imprints-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9/
https://www.thaimediapr.com/molecular-imprints-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9/


 

เกี่ยวกับ โมเลกุลาร อิมพรินทส อิงค

โมเลกุลาร อิมพรินทส อิงค หรือเอ็มไอไอ (Molecular Imprints, Inc. / MII) เป็นผูนําดานเทคโนโลยีระบบการ

กําหนดแพทเทิรนในระดับนาโนที่มีความคมชัดสูงและตนทุนในการเป็นเจาของตํ่า และโซลูชัน่ตางๆสําหรับ

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร หน าจอแสดงผล และฮารดดิสกไดรฟ  (HDD) MII ใชนวัตกรรม Jet and Flash(TM)

Imprint Lithography (J-FIL(TM)) ของบริษทั เพื่อเป็นผูนําในตลาดโลกและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโซลูชัน่การ

กําหนดแพทเทิรนสําหรับอุปกรณจัดเก็บขอมูลและหนวยความจํา ตลอดจนชวยสนับสนุนตลาดเกิดใหมใน

อุตสาหกรรมหน าจอแสดงผล พลังงานสะอาด เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอื่นๆ MII ชวยในการ

ทําแพทเทิรนระดับนาโนดวยการนําเสนอโซลูชัน่การทําแพทเทิรนในระดับนาโนแบบครบวงจรในราคาที่สามารถเป็น

เจาของได พรอมความสามารถดานการทํางานรวมกันและสามารถขยายไปยังระดับความคมชัดตํ่ากวาระดับ 10

นาโนเมตร สามารถเยี่ยมชมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามเราผานทางทวิตเตอรไดที่
www.molecularimprints.com

 


